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Název subjektu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

IČO: 68378271

Datová schránka: nm9ns84

Adresa: Na Slovance 1999/2, 18200 Praha 8, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy: Substráty pro epitaxy.

Datum uzavření: 19.01.2026

Číslo smlouvy / č. jednací: OBV_0026310013

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Hodnota v cizí měně: 16 040,00 EUR

Smluvní strany:

Název: Wafer Technology Ltd.

IČO:

Datová schránka:

Adresa: 34 Maryland Rd, Tongwell , MK15 8HJ MILTON KEYNES, GBR

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce
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